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Odchylenia od powyzszych zalozen powoduja znieksztalcenia ognisko-
wania. Mozna wiec wyciagnaé stad nastepujace wnioski odnosnie wa-
runkoéw uzyskania dobrego ogniskowania: :

1) jak najwezsza wigzka elektronéw,

2) krétki obszar oddzialywania pola magnetycznego,

3) dokladnie centryczne ustawienie cewki ogniskujacej.

Badania ogniskowania polegaly na rozpatrzeniu wlplywu tych trzech
punktow. ;

2.2.2. Statyczne pomiary rozkladéw pol o

Obszar oddzialywania pola magnetycznego powinien byé mozliwie
krétki. Rozklad pola magnetycznego zalezy od wymiaréw i rozmieszeze-
nia uzwojenia i rdzenia cewki ogniskujgcej. Zbadano wplyw ksztaltu
cewki na rozklad pola magnetycznego i ogniskowanie plamki na ekranie.
Badania rozkladéw pél przeprowadzono dla cewek wykonanych w In-
stytucie oraz dla systeméw fabrycznych odbiornikéw Remprandt i Ru-
bens. Rozklad linii sil pola fotografowano. Zasilajac cewki pradem zmien-
‘nym 50 c/s mierzono indukcje przez pomiar napiecia na ceweczce
probnej,

Rystmkl 1 i 2 przedstawiaja rozklady pdl dla cewek wykonany:oh w In-
stytucie oraz cewek systemu fanryu:z'nego odbiornika ‘ Rubens. Przez
zmiane szerokosci szczeliny cewki z rys. 1 uzyskano zmiane rozkladu
pola. Ksztalt linii sil nie zmienia sie zasadniczo. Wraz z rozazerzamem
szczeliny zachodzi pewne wydluzenie cewki.

Z rozkiadu indukcji w plaszezyznie przekroju poprzecznego widaé, e
w poblizu osi przybiera oma warto$ci prawie state, dzieki czemu oddzia-
tywanie pola na wszystkie elektrony wigzki jest jednakowe.

2.2.3. Wplyw szerokoSci szczeliny

Wedlug danych spotykanych w literaturze [1] wielko§é plamki zmniej-
. sza si¢ wraz ze zmniejszeniem szerokoéci szczeliny. Podezas do§wiadczen
przeprowadzonych z cewka z rys. 1 wplywu tego nie zaobserwowano.
Cewki fabryczne odbiornikéw Rembrandt i innych maja szezeline sze-
rokg, co rowniez przemawia za tym, ze wplyw szerokosci szczeliny jest
niewielki i nie odgrywa zasadnbcze] roli w ogniskowaniu kineskopow
telewizyjnych.

2.24., Wplyw polozenia cewki na ﬁrie_lkoéé plamki

Przesuwanie cewki wzdiuz osi szyjki lampy wplyi'wa wyraznie na wiel- .
kos¢ plamki. Plamka jest obrazem katody na ekranie, przeto im bardziej
cewka zblizona jest do katody, tym wieksze jest powiekszenie i tym
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wieksza plamka. Jednak wraz z przesuwaniem cewki w kierunku ekra-
nu przechodzi przez nig coraz szersza wigzka elektronéw. Powoduje to
pewne aberacje i znieksztalcenia plamki, dlatego tez ustawienie cewki
powinno by¢ kompromisem miedzy tymi dwoma czynnikami. Préby prze-
prowadzone z cewka z rys. 1 i lampa 31EK2b wykazuja, ze cewka
powinna byé ustawiona jak najblizej poiaczenia szyjki z kolbg, jednak

Rys. 3. Ksztalty plamek na ekranie dla réznych polozen cewki ogniskujacej; odle-
glos¢ srodka szezeliny od polaczenia kolby lampy z szyjkai a — 3 ¢m, b — 5 cm,
: ¢ —igm,'d — S cm, e 12 ¢m "
- takie polozenie nie jest mozliwe ze wzgledu na znajdujace sie tam cewki
odchylajace. Wyniki pomiaréw ilustruje rys. 3.
2.2.5. Ustawianie cewki ogniskujacej :
O$ symetrii cewki powinna pokrywaé sie z osia wiazki elektronéw,
wige jest konieczne staranne ustawianie cewki ogniskujgcej. Dla _do_kiad—
o ' Emmmme  Nc20 ustawiania cewki stosowano
- metode zasilania jej pradem zmien-
nym [1]. Otrzymujemy wtedy na
~“ekranie silnie znieksztalcona plam-
ke. Przez odpowiednie przesuwanie
cewki mozemy sprowadzié plamke
do najbardziej regularnej postaci
~kola z jasnym punktem w s$rodku
; s Y (rys. 4). Sposéb ten nie da sie za-
iy polosemiamn o coeanl® B stosowaé do magnestw stalych, na-
skujacej wzgledem osi lampy. Cewka tomiast w -lampadh_ ekranowanych
zasilana pradem zmiennym 50 cfs magnetycznie, gdzie zalezy mam pa
duzej precyzji, jest najwiasciwszy. Réwnoczesnie stwierdzono znaczny
wplyw pola ziemskiego — wystariczy obrécié lampe, aby poprzednie usta-
wienie stalo sie niewlasciwe. : : N

-2.3. Badanie ﬁulapki jonowej
2.3.1. Zasada dzialania pulapki jonowe;j : :
Odchylanie ruchomych czastek .pr'zez pola magnetyczne wyrazi¢ mozna
wzorem: . :

. g 1
Sin. @ = o

e 2)













112 i _ Jacek Kamler y Prace ITR

ny ‘rozklad uzwojenia. Nakladajac druga podobna pare cewek przesu-
nieta o 90° mozemy odchylaé plamke w dwoch prostopadiych kierunkach.
W przeprowadzanych pracach badano giéwnie cewki tego typu.

: . :

Rys. 10. Cewki odchylajace to- Rys. 11. Cewki odchylajace siodlo-
roidalne : we

2.4.3. Badanie geometrii obrazu w zaleznosci od rozkladu pola cewek

Przeprowadzono badania znieksztalcen geometrycznych prostokatnego
tla obrazu na ekranie w zaleznosdci od rozkladu pola magnetycznego wy-
twarzanego przez cewke. Metoda pomiaréw byla nastepujaca:

1. Rozklad pola w cewce zdejmowano za pomocg opilek.

2. Cewki odchylania poziomego zasilano pradem zmiennym z sieci.

Na ekranie powstawala wéwezas pozioma linia. Przesuwano ja w kie-
runku 1griog:m-o\:r\ryrn zmieniajgc wartos¢ pradu stalego ptynacego przez cew-
ki odchylania pionowego. Pionowa linie mozna przesuwaé w kierunku

wylwarza poduszkowate znieksztalicenia obrazu, b — pole poduszkowatel wytwarza
e - beczkowate znieksztalcenia : : : y






































































